
JSPS Programme 2019-2020 

#7 Postdoctoral Fellowships 

Si rende pubblico l’esito della preselezione delle candidature ricevute dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca riguardanti sette posizioni di postdoctoral fellowships messe a 

disposizione da parte della Japan Society for the Promotion of Science (di seguito JSPS). 

I nominativi dei candidati ricompresi tra le posizioni 1 e 7 saranno comunicati alla JSPS per il 

prosieguo della valutazione e selezione a cura di quest’ultima Istituzione.  

 

Position Lastname Fistname Points 

1 Forcina Giovanni 65,0474132 

2 Dindo Mirco 64,3303865 

3 De Renzi Marco 62,4914617 

4 Aliperti Giuseppe 61,9313672 

5 Livieri Paolo 61,1315512 

6 Iacobucci Riccardo 60,4167733 

7 Villani Elena 59,1941319 

8 Rizzi Luca 59,1933273 

9 Cazzoli Riccardo 55,6776428 

10 Giovannini Simone 55,6538627 

11 Raffaelli Matteo 54,1921438 

12 Reggiani Marco 53,8685913 

13 Martini Anna Claudia 49,5447352 

14 Buoninfante Luca 49,1795464 

15 Lucci Matteo 47,5115105 

16 Hu Yan 41,5896047 

 

A beneficio dei candidati non ricompresi tra la posizione 1 e la posizione 7, si ricorda che sarà 

possibile presentare domanda al secondo bando giapponese disponibile sul sito 

https://www.jsps.go.jp/english/e-ippan/appliguidelines.html; la deadline per la presentazione delle  

candidature alla JSPS da parte delle host institution giapponesi è il 26 Aprile 2019 ma – come 

riportato nelle Application Guidelines (https://www.jsps.go.jp/english/e-

fellow/data/guideline_31/h31_applicationguideline_e.pdf) - ciascuna istituzione ospitante potrebbe 

aver fissato una scadenza interna precedente, da verificarsi, pertanto, caso per caso. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito del MIUR, riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica. 
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